Priloha k protokolu o SZZ ¢. Diplomant: Martin G iinzel

Vysoké Skola: Jihateska univerzita Aprobace: M-F-SpZ
Katedra: aplikované fyziky a techniky Oponent diplomové prace:
Datum odevzdani posudku20. 8. 2013 doc. RNDr. Josef Blazek, CSc.

POSUDEK DIPLOMOVE PRACE

Metody depozice tenkych vrstev
pomoci nizkoteplotniho plazmatu

Kritéria hodnoceni prace
(doplite vzdy préa¥ jednu z moznosti; A — vybo¥nB — velmi dobe, C — dobe, N — nevyho#l)

1. Odborna spravnost — znalost problematiky
(znalostreSené problematiky, specifické znalosti a schopjeasplikovat na konkrétni problém)

B
2. Vécné chyby
(témei Zadné-nepodstatné, drobné-k rozsaiimgrené,éetné, zavazné)
B
3. Struktura prace
(logicka navaznost, vriii vyvazenost) A
4. Rozsah prace
(nadstandardni, standardni, dostafe nedostatay) B
5. Zhodnoceni vysledki, naplnéni cila
(pavodni vysledky, tur¢i kompilace, jednoducha kompilace, fiepsné) B
6. Prace s literaturou a dalSimi informaénimi zdroji B
(vybér, spravna citace, pouziti, dodrzovani bibliografith norem)
7. Grafick& a formalni Uroveii: A
(vyborna, pimérna, dostaujici, nevyhovuijici)
8.Jazykové a stylistické zpracovani: A
(vyborné, pimérné, dostaujici, nevyhovuijici)




Slovni vyjadieni, koment&e a gfipominky vedouciho/oponenta:

Prace strtné seznamuje s vybranymi metodami nanaSeni a depdeide/ch vrstev. Braz je
predevsim kladen na technologie vyuZivajici plazmal& jsou probirany i jiné metody, rfaVD.
Jde o typickou fehledovou publikaci, ve které neni prostor na Hldpgikalni a technicky popis
jednotlivych metod. Text je celketivy, témei bez eklepi, s mnozstvim barevnych ilustraci. Autor
Fadre cituje zdroje, ze kterycterpal.

Nekteré gipominky:

» Anglické terminy nejsou mistyrgkladany da@estiny nebo jsouigkladany nezvykle: magnetron
sputtering (str.8) = magnetronové naprasovanintguawells (str.11) = kvantové pasti; self-
assembly (str. 11) jefploZeno jako samo-sestavovaniAfteji samoorganizace).

e Str. 16 —,cizi elektrické pole” +ejme jde o ,vrEjSi elektrické pole”

e Str. 18, 2. odst. — V magnetronech se magnetickgtenp prodluzuje drdha elektrbme proto,
aby bylo zaji&no vice srazek s povrchem materialu, ale protobghydosazeno vysSi ionizace.

* Ve vzorci na str. 31 chybi uvedeni jednotelkai hodnota uvaéhéhociselného koeficientu je na
nich zavisla. Nasleduje tvrzeni, Ze ,proudova hiasge Gngrna proudové hustst

» Str. 55 — popisek k obrazku 37 se umistil aZ néedafici stranu.

Pripadné otazky @i obhajobé a naméty do diskuze:

Ly

Co se rozumi vy¥Znosti napraSovai (vzorec na str. 31)? Jaka byéow jeho hodnota?

Popiscylindrickéhomagnetronu ze str. 36 se tyk& elektronky pro geréeri mikrovin.
Uved'te schémadznéhoplanarnihomagnetronu pro naprasSovani.

Celkové hodnoceni prace: velmi doie

(vysledna znamka neni aritmetickymup®rem jednotlivych kritérii hodnoceni prace, je-lidi@ polozka

hodnocena jako nevyhovujici, musi byt cela pra@nboena jako nevyhovujici)

Stuper vyborng velmi dol¥e dolre Nevyhovl
klasifikace
V Ceskych Budjovicich dne 20. 8. 2013 doc. RNDr. Josef BkaZeSc., v.r.

Podpis oponenta diplomoveé prace



